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광학렌즈 산업현황 및 전망 |정해빈|

고순도 석영유리의 광학적 응용 |오한석|

프로젝션 디스플레이의 특징과 전망 |최순철|

카메라폰의 이미징기술 |久野徹也|
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옵토메카트로닉스
계측기술로드맵(Ⅱ)

Features 2006

본고는사단법인일본기계공업연합회및일본옵토메카트로닉스협회에서2003년도3월에발행한“옵토메카트로닉

스로드맵작성조사연구보고서(정밀가공및계측요소기술)”로서국내광학산업발전에도움이되고자한국광학기기

협회에서일부자료를번역한것이다. 3월호의정밀가공기술로드맵에이어5월호와7월호에서는계측요소기술로드

맵을2회나누어게재한다.
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고속 광 표면 형상 계측

레이저 기입 광학계용 광학 장치의 계측

광 간섭 계측
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